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Fig.2 UV-Visible absorption spectra of thin films 
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Concentration and Dilution l (H…） 
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Fig.5 Preparation of W03 precursor solution and thin film 
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Gas senso『.TGS2600 FIGARO 
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Gas concent『ation:Acetaldehyde 25ppm 
Sample size: 50 cm" 




Fig.8 The appearance of the cel of decomposition of 
31 
Fig.9 The changes of aldehyd gas residue with irradiation 





価した。装置の概要及び結果をそれぞれ図 8、図 ＼鞘轍機智 に子
｜ 三月｜ iβkQ 9~こ示す。 4c~ ， ~ Ti-Sn Oxide 州卜L:t＿＂寸















Fig.11 Voltage and Current Measurement of single cell 









Hg,l阜、1-011.‘g• and Cun ent :Ilea叫Hement of Single Cell 
P震度・ ISOOOlx.lT(3SOnm): O,IJ完m¥¥"icm'
ワット数の小さな電機機器に応用。たとえば道路標識用ノ《ネルなど
（起業計画，市場での応用・効果，特許化構想、）
(5）利用施設
VBLの施設名：クリーンルーム
利用内容：光触媒膜コート、電池性能評価
頻度： 6時間1日、 200日／年
